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摘要(译)

本文公开了一种波束形成方法，一种确定波束形成系数的方法，以及一
种超声波成像装置。波束形成方法包括用超声波辐射目标对象并接收从
目标对象反射的多个超声信号，获取多个接收到的超声信号中的一些的
波束形成计算结果，并基于波束形成计算结果确定波束形成系数候选
组。通过应用波束形成系数候选组的波束形成系数并从波束形成系数候
选中选择至少一个波束形成系数，获取一些接收到的超声信号，获取多
个接收到的超声信号或一些接收到的超声信号的波束形成计算结果基于
多个超声信号的波束形成计算结果，并使用所选择的至少一个波束形成
系数作为权重对多个超声信号进行波束形成。
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